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WASHINGTON — Americké ministerstvo energetiky (DOE) oznamilo
dohodu s ASM Lithography (Einhoven, Nizozemsko), ktera by této
spole¢nosti umoznila podilet se na vyvoji extrémni ultrafialové
(EUV) litografie, ktera nyni probiha v Livermore v Kalifornii.

Dohoda resi konfliktni otazky, jak zaclenit ASM Lithography (ASML)
do EUV Limited Liability Corp., konsorcia tfi americkych vyrobct
polovodicii, americkych prodejcti litografie a vyzkumniki ze tri
narodnich laboratori DOE. Konsorcium pracuje na uvedeni EUV
litografie na trh do roku 2006 nebo drive, kdy se oéekava, ze budou
vyZadovana konstrukéni pravidla 70 nanometri (0,07 mikront).
Dohoda zahrnuje zavazky quid pro quo uréené tichym kritikiim, kteri
tvrdili, ze Gcast zahrani¢niho dodavatele v EUV LLC bude spodivat v
rozdani dusevniho vlastnictvi vyvinutého v narodnich laboratorich
DOE.

Nameéstek ministra energetiky USA Ernest Moniz rekl: ,,Pokud se
technologie EUV ukaze jako zivotaschopna, ASML souhlasila s
vystavbou tovarny v USA, podobnou jejimu nizozemskému zarizeni,
a také se zrizenim amerického vyzkumného a vyvojového centra.
Tovarna bude dodavat 100 procent veSkerého prodeje ASML ve
Spojenych statech.”

ASML souhlasila s tim, ze 55 procent komponent pouzivanych v
jejich komerénich EUV systémech prodavanych ve Spojenych statech
bude pochézet od americkych dodavateli, coz podle Monize udrzi
vysoce placena pracovni mista ve Spojenych statech.
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Minoz rekl, Ze ASML ,,souhlasil s tim, Ze pomiize usnadnit pravidelné
kontroly mezi ¢leny programu Euclides EUV a americkymi vyrobci®.
Euclides je evropské vyzkumné tsili podporované Evropskym
spolecenstvim a zalozené predevsim na vyzkumnych a vyvojovych
zarizenich ASML v Eindhovenu. ,,Spoluprace téchto prednich
dodavateli litografickych nastrojii na predsoutéznim zaklade je
nejlepSim pristupem k posileni celkové technologie a zajisténi jeji
mezinarodni akceptace,” rekl Minoz.

Jim Glaze, vykonny reditel virtualni narodni laboratore — slozené z
vyzkumnikt z narodnich laboratori Lawrence Livermore, Sandia a
Lawrence Berkeley — uvedl, Ze dohoda ,;je nezbytnym krokem k
dosazeni mezinarodniho prijeti“ technologie EUV. Americti védci z
virtualni narodni laboratore i od komerénich partnerti v ramci EUV
LLC budou moci sdilet informace s vyzkumnym tsilim Euclides do
EUV.

"Mnoho lidi v poslednich nékolika mésicich velmi tvrdé pracovalo na
vypracovani této dohody," rekl Glaze. "Formalizuje spojeni mezi
Euclides a EUV LLC."

Intel Corp., jeden ze tti vyrobcii polovodi¢ti v EUV LLC, usiloval o
ucast mimoamerickych prodejcii litografie v konsorciu, uvedl mluvei
Intelu. Motorola Inc. a Advanced Micro Devices Inc. jsou dalsimi
dvéma dodavateli polovodicéi. V oblasti litografie jsou soucasnymi
ucastniky EUV LLC Silicon Valley Group Lithography (San Jose,
Kalifornie), stejné jako dcerina spole¢nost USAL spole¢nosti
Ultratech Stepper Inc. (San Jose).

ASML je zhruba stejné velka jako Canon Inc. v oboru litografie a
Nikon Corp. je povazovana za nejvetsiho sveétového dodavatele
litografickych systémii. Glaze poznamenal, Ze vSichni tfi prodejci
polovodict, kteri se nyni téastni EUV LLC, provozuji tovarny v
zamori a hledali Sirsi zdkladnu dodavatelt litografie v raimci EUV
LLC. Tri vyrobci ¢ipti hledaji dalsi iiéastniky z primyslu, aby se
podélili o naklady na vyvoj, rekl Glaze.
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Na Litografickém workshopu nové generace, ktery se konal loni v
prosinci v Coloradu, hlasovani 110 ucéastniki workshopu dalo
pristupu EUV nejvyssi hodnoceni jako preferované litografické reseni
nové generace v ,uzlu 70 nanometra“ a dale.

Ocekava se, ze EUV LLC dokonci sviij prvni prototyp demonstracéni
litografické platformy v druhé poloviné pristiho roku. Odhaduje se,
ze komercializace si v pristich péti letech vyzada vice nez 600
miliont USD investic EUV LLC.
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